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摘要(译)

提供了一种用于透反射LCD的像素结构，其具有透明区域和反射区域。
像素结构包括透明基板，TFT，至少一个反射结构，钝化层，像素电极
和反射层。TFT设置在透明基板的反射区域中。反射结构配置在TFT的一
侧，并位于透明基板的反射区域中。钝化层设置在透明基板上方并覆盖
TFT和反射结构。像素电极设置在TFT和反射结构上方，并且至少位于透
明区域中。像素电极电连接到TFT。反射层设置在TFT和反射结构上方，
并且位于反射区域中。
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